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Uchwala nr 135-2015/16
Rady Wydzialu Chemicznego Politechniki Warszawskiej
z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk
technicznych w dyscyplinie technologia chemiczna

Na podstawie art. 18a ust. 11 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr. 65, poz. 595, z p6z. zm.)
uchwala sig, co nastgpuje:

§1

Rada Wydzialu Chemicznego Politechniki Warszawskiej nadaje dr. inz. Zbigniewowi
Rogulskiemu stopien naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w
dyscyplinie technologia chemiczna.

§2

Uchwala staje si¢ prawomocna z chwilg jej podjecia.

Sekretarz Rady Wydzialu Dziekan Wydzialu Chemicznego
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